NASWIETLARKA

Naswietlarka, fotonaswietlarka —
urzadzenie wykorzystywane w poligrafii
do nanoszenia metoda optyczng obrazu
drukowego bezposrednio na forme
drukowa lub na forme kopiowa stuzaca
p6zniej do wykonania formy drukowe;.

Naswietlarki stosowane sg gtéwnie w
Technologiach CTF i CTP:

CtF (Computer to Film) -w doktadnym
znaczeniu jest to ogdlna nazwa technologii
tworzenia formy kopiowej na potrzeby
poligrafii, ktéra polega na naswietlaniu z
komputera klisz na urzadzeniu zwanym
naswietlarka. W praktyce termin ten jest
jednak stosowany w znaczeniu jednej z dwu
podstawowych metod prowadzacych do
stworzenia formy drukowej w druku
offsetowym. Drugg jest CtP (ang. Computer-
to-Plate). W obu przypadkach efektem koficowym jest taka sama forma drukowa, tzw. blacha.
Rdznica polega na technologii wykonania, a co za tym idzie — na czasie pracy i jakosci efektu
koncowego. W praktycznych zastosowaniach CtF jest poprzednikiem CtP.

CtP (Computer-to-Plate) — jedna z dwu podstawowych
metod tworzenia formy drukowej. Drugg jest CtF (ang.
Computer-to-Film) czyli metoda stykowa, analogowa. W
obu przypadkach efektem konncowym jest forma
drukowa. Rdznica polega na technologii wykonania, a co
za tym idzie — na czasie pracy i jakosci efektu
koncowego, tzn. wyzsza jakos¢ wystepuje w technologii
CtP.W przypadku CtP odpada dotychczasowy etap
posredni polegajgcy na naswietlaniu najpierw bton
(filméw poligraficznych), a dopiero potem wykorzystaniu
tych bton (po ich uprzednim montazu) do naswietlania
form drukowych. CtP polega na bezposrednim
naswietlaniu form drukowych (ptyt offsetowych lub
fleksograficznych) z plikdw postscriptowych. Zaletg tej technologii jest maksymalna doktadnosé
wszystkich parametréow — zaréwno zwigzanych z jakoscig plamki rastra (np. brak "podswietlenia"
plamki, ktére towarzyszy naswietlaniu z formy kopiowej w CtF, mozliwos¢ reprodukcji mniejszych
plamek niz w CtF), jak i montazu catosci. Niewatpliwg zaletg jest rdwniez skrécenie catego cyklu
przygotowania formy drukowej, jak i jej narzgdu (montazu na maszyne i regulacji maszyny).

Wyro6znia si¢ kilka typéw naswietlarek.
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« W technologii CtF wykorzystuje si¢ naswietlarki laserowe, stuzace do naswietlania
klisz (czyli form kopiowych), ktore pdzniej beda wykorzystywane do naswietlania
metoda stykowa form drukowych w rozmaitych technikach druku. W zalezno$ci od
docelowej techniki druku, obraz na kliszach moze by¢ naswietlany pozytywowo lub
negatywowo, oraz prawo- lub lewoczytelnie (czyli w odbiciu lustrzanym).

« W technologii CtP wykorzystuje si¢ naswietlarki praktycznie takie same jak w CtF,
ale dostosowane do naswietlania bezposrednio ptaskich form drukowych w postaci
tzw. blach. Metoda ta wykorzystywana jest do przygotowywania druku offsetowego.

W technologiach CtF i1 CtP spotykane sa dwa rozwigzania nas§wietlarek:

« Naswietlarka bebnowa — w ktorej klisza lub ptyta offsetowa (ta druga zazwyczaj z
cienkiej blachy aluminiowe;) -
rozciagnigta jest na wycinku obwodu
specjalnego bebna warstwa
$wiattoczula do wewnatrz, a
przesuwajacy si¢ powoli wzdtuz osi
bebna (a jednoczesnie szerokosci
kliszy) laser z wirujacym
zwierciadtem o$wietla po obwodzie
kolejne fragmenty begbna

« Naswietlarka liniowa (kapstanowa) —
w ktorej klisza jest ze stalg
predkoscia przesuwana przed
nieruchomym laserem, ktorego
$wiatto za pomoca wirujacego
zwierciadta omiata kolejne
poprzeczne fragmenty kliszy.

W obu powyzszych rozwigzaniach, na kliszy
lub ptycie powstaje w wyniku naswietlenia

obraz utajony, ktory trzeba nast¢pnie poddac
obrobce chemicznej w celu wywotania 1 utrwalenia obrazu.

—=

" '1—-—'——{' 1 ——— ¢




Konstrukcja naswietlarek
bebnowych ma przewage nad
liniowymi ze wzgledu na
doktadnos¢ i powtarzalnos¢
naswietlanego rysunku, gdyz
naswietlana powierzchnia nie
porusza si¢. Skutkuje to m.in.
tym, ze poszczegdlne wyciagi
barwne mozna w dowolny
sposob rozktada¢ na arkuszu
filmu bez obawy o p6zniejsze
ich spasowanie. Wadg jest ograniczenie wielko$ci naswietlanego materiatu do wielko$ci
(szerokosci i obwodu) begbna. W naswietlarkach liniowych za$ mozna naswietla¢
powierzchnie ograniczone szeroko$cig filmu, za to dlugo$c¢ jest teoretycznie ograniczona
tylko dlugoscia filmu w rolce. Jednak ze wzgledu na gorsza geometri¢ naswietlarek liniowych
kolejne wyciagi barwne dla danego uzytku musza by¢ naswietlane szeregowo (a wigc nie
mozna ich np. naswietla¢ parami na kliszy obok siebie), a ponadto rozwijanie filmu i jego
poOzniejsze zwijane w kasecie odbiorczej dodatkowo pogarsza geometri¢ obrazu. Stad w
naswietlarkach liniowych caty wielokolorowy uzytek musi by¢ naswietlany na wspolnym
kawatku filmu, a jesli film skonczy si¢ przed ostatnim kolorem, to trzeba od poczatku
naswietla¢ wszystkie kolory z nowej rolki. W naswietlarkach bebnowych tego rodzaju
problemy w zasadzie nie powstaj3.

Predko$¢ naswietlarek liniowych jest zazwyczaj wieksza od naswietlarek bebnowych.

Naswietlarki do klisz sa z reguty uzytkowane bezposrednio w studiach DTP lub w
ogolnodostepnych punktach ustugowych, natomiast naswietlarki do blach, cho¢ sa
uzytkowane w punktach ustugowych wspoétpracujacych bezposrednio z konkretnymi
drukarniami, to jednak czesciej spotykane sa na miejscu w drukarniach pracujac na potrzeby
wilasne.
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